	专利信息

	申请号：
	02110301
	申请日：
	2002/04/18 

	公开日：
	2003/01/01 
	公告日：
	

	公开号：
	1388269
	公告号：
	1200134

	授权日：
	2005-5-4
	授权公告日：
	2005-5-4

	专利类别：
	发明 
	国别省市代码：
	14[中国|山西]

	代理机构代码：
	14101
	代理人：
	庞建英

	申请人地址：
	山西省太原市迎泽西大街79号

	邮编：
	030024
	范畴分类号：
	23D25F

	名称：
	三栅极式离子渗镀设备及工艺

	国际分类号：
	C23C 14/42

	申请人：
	太原理工大学

	发明人：
	容幸福;徐重;苏永安;秦林

	文摘：

	三栅极式离子渗镀设备及工艺属于表面冶金范畴。具体来讲是一种在金属、非金属固体基材表面形成镀层、扩散层和扩散层与镀层复合层的设备和工艺。其特征在于：在可以抽成真空容器中，同轴设置两个欲溅射元素靶栅极和一个欲沉积或被渗元素的工件栅极，既形成具有ＰＬＵＭＥ效应、“烧孔效应”的三栅极栅极结构。本设备配置三套高压直流电源，靶栅极和工件栅极分别接在各自直流电源的阴极，三个电源的阳极接在炉罩和炉底板上。系统工作时，利用三栅极ＰＬＵＭＥ效应、“烧孔效应”的溅射轰击加热作用，实现欲渗元素（金属或非金属的）在工件基材表面（金属或非金属的）的沉积或渗入。

	主权利要求：

	一种三栅极式离子渗镀设备，其特征在于：由炉罩（１５）、Ｓ极（１６）、Ｐ极（１７）、Ｗ极（１８）、真空系统（１９）、工作气体（２０）、Ｗ极直流电源（２１）、Ｓ极直流电源（２２）、Ｐ极直流电源（２３）、炉底板２４组成，本发明设备配置三套高压直流电源Ｗ极直流电源（２１）、Ｓ极直流电源（２２）、Ｐ极直流电源（２３），功率均为５～１０千瓦，电压可调范围均为０～１５００Ｖ，三套直流电源的阴极分别接在三栅极中的Ｓ极（１６）、Ｐ极（１７）和Ｗ极（１８）上，阳极接在炉罩（１５）和炉底板（２４），真空系统（１９）的真空极限要求达到５×１０↑［－４］Ｐａ。

	优先权项：

	

	PCT 项

	进入国家阶段日：

国际申请号：

国际申请日：

国际公布日：

国际公布号：

国际公布语言：



	法律状态：
	


